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. o processo de fotdlise do fluoreno envolve o rapido
Introducéao

surgimento de uma banda de absor¢cdo em 258 nm —
apoés 2,5 minutos de irradiagcdo. Segundo a literatura,

As transformacbes sofridas pelas diversas , e )
substancias liberadas no ambiente podem levar a essa banda € caracterlsyca _daN 9-fluorenona’. Em
formacéo de produtos com propriedades toxicologicas maiores temp_os_ de irradiacdo, essgN banda
bastante diferentes da substancia original. Os desaparece, indicando ~a decomposicdo  do

hidrocarbonetos policiclicos aromaticos (HPA) fazem intermediario inicialmente formado.

parte de uma familia de compostos de grande
interesse ambiental porque apresentam propriedades
mutagénicas e carcinogénicas, sendo considerados
poluentes prioritarios®. As reacdes fotoquimicas tém
um papel importante no destino final de espécies
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quimicas na atmosfera, e nesse sentido, estudos do
comportamento fotoquimico dos HPA sao relevantes
para 0 esclarecimento de aspectos do
comportamento dessas substancias no ambiente.
Neste trabalho, técnicas espectroscopicas foram
usadas para monitorar os intermediarios formados
nos processos de degradacdo fotoinduzida do
fluoreno, um representante da classe dos HPA.

Resultados e Discussao

A fotodegradacao do fluoreno foi estudada de duas
formas: na presenca e na auséncia de um
fotocatalisador (TiO,). Para a realizacdo do processo
fotocatalitico foi feita uma pré-adsor¢cdo desta
molécula sobre TiO, e este material foi exposto a
radiacdo ultravioleta (254 nm). Apds tempos pré-
determinados obteve-se espectros Raman afim de
acompanhar a formacdo dos produtos (figura 1a).
Variacbes na estrutura do fluoreno podem ser
observadas apés cerca de 30 minutos de exposi¢ao a
radiacdo UV. Observa-se o surgimento de um modo
vibracional em 1710 cm™, caracteristico do
estiramento carbonila fic-o), € revela a fotooxidagao
do HPA. Vale ressaltar que em tempos
intermediarios, 0 que se tem é uma mistura do
composto original (fluoreno) e de seu produto de
fotodegradacéo. Apos 19 horas de irradiagcéo percebe-
se o0 total desaparecimento de modos vibracionais
caracteristicos de compostos organicos, sugerindo a
ocorréncia de um processo de mineralizacdo em
escala consideravel: ndo observamos mais 0s sinais
do fluoreno ou de seu produto inicial de degradacéo.

A figura 1b mostra as mudancas ocorridas nos
espectros UV-VIS durante a irradiagéo do fluoreno em
solugéo aquosa na auséncia de TiO,. Observa-se que
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Figura 1. (a) Espectros FT-Raman (| g =1064 nm) do
fluoreno sobre TiO, em fungdo do tempo de incidéncia a
radiagdo UV; (b) Espectros UV-Vis de solu¢cdo aquosa
de fluoreno em funcdo do tempo de exposicdo a
radiagdo UV.

A 9fluorenona é também a espécie que se formou
também no processo se fotodegradacdo na presenca
de TiO,, uma vez que o surgimento do modo
vibracional em 1710 cm™ (nc-o) € 0 desaparecimento
do modo vibracional em 2905 cm™ - caracteristico do
estiramento CH alifatico - sugerem que a carbonila se
formou na posicao 9.

Conclusodes |

O estudo dos processos fotoquimicos envolvendo o
fluoreno sobre TiO, e em solu¢do aquosa revela a

ocorréncia de um mecanismo de oxidacéo
degradativa que leva a formacdo inicial de 9-
fluorenona.
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